
Neue Mitglieder der National Academy
of Engineering

Die US National Academy of Engineering w�hlte
k�rzlich 69 neue Mitglieder und 11 ausl�ndische
assoziierte Mitglieder, von denen wir hier drei
vorstellen.

Donna G. Blackmond (Scripps Research Insti-
tute, La Jolla) studierte an der University of Pitts-
burgh und promovierte 1984 an der Carnegie
Mellon University, von der sie zur University of
Pittsburgh zur�ckkehrte. 1992 ging sie zu Merck &
Co., 1995 wurde sie Professorin f�r technische
Chemie an der Universit�t Essen und 1996 Grup-
penleiterin am Max-Planck-Institut f�r Kohlenfor-
schung, M�lheim an der Ruhr. 1999 ging sie an die
University of Hull und 2004 ans Imperial College
London. 2010 wechselte sie ans Scripps Research
Institute. Im Zentrum ihrer Forschung stehen ki-
netische und mechanistische Untersuchungen ka-
talytischer Reaktionen sowie Grundlagenfor-
schung zum Ursprung der biologischen Homochi-
ralit�t. Zu ihren Beitr�gen in der Angewandten
Chemie gehçren ein Essay �ber die jeweiligen
Vorteile von Reaktionen in Reaktionskolben und
Durchflussreaktoren[1a] sowie eine Zuschrift �ber
Intermediate in der asymmetrischen Autokataly-
se.[1b] Blackmond gehçrt dem Academic Advisory
Board von Advanced Synthesis and Catalysis an.

Richard H. Friend (University of Cambridge)
studierte an der University of Cambridge und
promovierte dort bei A. D. Yoffe. 1977–1978 war er
Postdoc bei Denis J�rome an der Universit� Paris-
Sud. Danach kehrte er an die University of Cam-
bridge zur�ck, an der er nun Cavendish Professor
of Physics ist. Der Schwerpunkt seiner aktuellen
Forschung ist der Einsatz organischer Halbleiter in
Photovoltaikdioden. In Advanced Functional Ma-
terials hat er �ber Materialien geschrieben, die in
Hybrid-Solarzellen verwendet werden kçnnen,[2a]

und �ber Leuchtdioden.[2b]

Henrik Topsøe (Haldor Topsøe A/S, Lyngby)
promovierte 1972 an der Stanford University. Nach
einem Postdoktorat in Standford ging er 1974 zu
Haldor Topsøe A/S und gr�ndete dort die Funda-
mental Catalysis Group und das Catalysis Research
Department. Derzeit ist er Executive Vice Presi-
dent und Chief Scientific Officer bei Haldor Top-
søe A/S sowie Honorarprofessor an Danmarks
Tekniske Universitet. Sein Forschungsinteresse gilt
dem Design und der Produktion von Industrieka-
talysatoren. In der Angewandten Chemie erschie-
nen Beitr�ge von ihm �ber die Bildgebung bei

Nanokristallen mithilfe der Elektronenmikrosko-
pie.[3]

Roy W. Tess Award in Coatings f�r
Benny D. Freeman

Die Americal Chemical Society Division of Poly-
meric Materials Science and Engineering verleiht
jedes Jahr den Roy W. Tess Award in Coatings f�r
Arbeiten auf dem Gebiet der Beschichtungen.
Benny D. Freeman (University of Texas at Austin)
erh�lt diesen Preis 2013. Freeman studierte an der
North Carolina State University und promovierte
1988 bei Morton M. Denn und David S. Soane an
der University of California, Berkeley. Nach einem
Postdoktorat bei Lucien Monnerie und Liliane
Bokobza an der �cole Sup�rieure de Physique et
de Chimie Industrielles de la Ville de Paris begann
er 1989 seine unabh�ngige Forschung an der North
Carolina State University. 2002 wechselte er an die
University of Texas at Austin, an der er derzeit
Richard B. Curran Centennial Chair of Engineer-
ing ist. Sein Interesse gilt den Polymerwissen-
schaften, vor allem dem Massentransport nieder-
molekularer Verbindungen in festen Polymeren im
Hinblick auf die Trennung von Gasen und Fl�s-
sigkeiten mithilfe von Polymermembranen. In der
Angewandten Chemie hat er �ber die Entsalzung
mithilfe von Polymeren berichtet[4a] und in Ma-
cromolecular Materials and Engineering �ber
schmutzabweisende Beschichtungen.[4b]
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